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摘要(译)

本发明公开了一种像素界定层及其制造方法、显示基板，属于显示领
域。包括：层叠设置的第一疏液材料层、亲液材料层和第二疏液材料
层，所述亲液材料层由亲液材料制成，所述亲液材料为对溶解有有机电
致发光材料的溶液有吸引性的材料，所述第一疏液材料层和所述第二疏
液材料层均由疏液材料制成，所述疏液材料为对所述溶解有有机电致发
光材料的溶液有排斥性的材料。本发明可以减小因溶液在像素界定层的
斜面上的攀爬对溶液在像素区域内的成膜均一性的影响。本发明用于制
造有机发光二极管的显示基板。
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